KMU 205 Kiitle ve Enerji Denklikleri (2019-20 G)

10.Hafta: Kimyasal Tepkimeli Sistemlerde Enerji Denklikleri

Butun kimyasal tepkimeler daima enerji alisverisi ile birlikte yurar.
Kimyasal reaksiyon isilari, reaksiyonun sabit basing veya sabit hacimde
yurumesi halinde farklidir. Sabit basing altindaki reaksiyon isisi “reaksiyon
entalpisi” denir.

AH= AU + A(PV)

Kayr ve sivilarda hacim degisimi ihmal edilecek kadar kiigliktiir ve
A(PV) ihmal edilebileceginden AH= AU kabul edilebilir.

AH= AU + (An) RT
Burada (An) tepkimeyle mol sayisindaki degisimdir.
AN=Ngrinter=Ngirditer

25°C ve 1 atm’de urunlerin ve girenlerin standart olusum entalpilerinden
hesaplanan entalpi degeri “standart tepkime entalpisi” dir.

AH°= X (n Ho) iiriinler = 2 (n Ho)girenler

Kimyasal tepkimeler ¢cogunlukla standart kosullardan farkli sicaklikta yiriir.
Bu durumda tepkime entalpisi standart kosullardakinden farkli olur.

AH°(T)= AH® + X n; C;;i AT

Silfrik asit fabrikasinda konvertere giren gazin bilesiminde % 2.1 SO3, % 8.5
SO,, % 9.6 O, ve % 79.8 N. bulunmaktadir. konverterde asagidaki tepkime

gerceklesmektedir.
SO, + %Oz — SO,

Gaz karigimi konvertere 300 °C sicaklikta girdigine gore gikis sicaklig ile do-
niisiim arasinda bir iliski kurunuz. (AH=-22650 /I(cal /mol)

Prof.Dr. Burhanettin CICEK’e katkilarindan dolayi tesekkiirler.
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